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In einem neuen reaktiven Mag-
netron-Sputterprozess wird der 
beschichtende Sputterprozess durch 
eine zusätzliche Plasmaquelle unter-
stützt. Die verwendete Plasmaquelle 
zeichnet sich durch eine hohe Ionen-
stromdichte bei moderater Ionen-
energie aus.

Titelbild 6/09:
Beispiel für ein strukturiertes 
Atmosphärendruckplasma zur 
lokalen Funktionalisierung von 
Oberflächen
(© Fraunhofer-Institut IST, 
Braunschweig)
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Der Dünnschicht-Photovoltaik-
Markt wird kontinuierlich wach-
sen. Aufgrund ihres enormen 
Potenzials in Bezug auf Kosten
reduzierung und Zelleffizienz
steigerung können ZnO:Al-basierte 
TCO-Schichten einen nachhaltigen 
Beitrag zum Erreichen der Netz
parität leisten.
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Die Anatas-TiO2-Modifikation hat 
ein großes Potenzial als photo-
katalytische Beschichtung von 
Oberflächen zur Selbstreinigung 
unter UV-A-Bestrahlung. Mittels 
der ESR-Methode können unter-
schiedliche Radikalspezies durch 
spin-trapping nachgewiesen 
werden.
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Die atmosphärischen Plasmajets besit-
zen ein hohes Anwendungspotenzial. 
Ergebnisse des Einsatzes zur Erhöhung 
der Benetzbarkeit von Kunststoffen 
und Zellstoff liegen vor. Mit hilfe des 
Plasmajets lassen sich Schichten mit 
kontrollierter Zusammensetzung her-
stellen.
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NANONET-Styria versteht sich als Koopera-
tions- und Kommunikationsplattform der 
Steiermark mit dem Ziel, die Kompetenzen 
und Konzepte der Nanowissenschaften und 
-technologien weiter zu entwickeln und vor 
allem Projekte zu realisieren.
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Die „V2009“ war ein 
großer Erfolg: Im 
Vergleich zur ersten 
Veranstaltung dieser 
Art in 2007 nahm die 
Teilnehmerzahl um mehr als 20 Prozent zu, die der Vorträge 
um mehr als 10 Prozent. Die Ausstellerzahl erhöhte sich fast um 
den Faktor zwei – trotz der Wirtschaftskrise. Bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt ist geplant, diese Veranstaltung in zwei Jahren 
wieder durchzuführen.


